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R６年 YNU研究拠点中間報告会



ヘテロデバイス集積化技術
ー 高度なアプリケーションの実現に向けたソリューション ー



ウエハ接合強度測定
国際規格化

10社以上の国内外の半導体関連企業・研究機関が参加



社会的貢献：産学連携
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3D集積のアライアンス(3DHI)
参画企業

問い合わせ
アポイント

報告・相談
連携サポート

連携サポート

技術相談
共同研究

連携窓口

研究者



Website : https://rc-htr.ynu.ac.jp/
e-mail : inoue-fumihiro-ty@ynu.ac.jp

Thank you!
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